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Ocena caloksztaltu dorobku naukowego
w postepowaniu habilitacyjnym dra inz. Lukasza KOLODZIEJCZYKA
w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinie: inzynieria materiatowa

Opinia obejmuje ocen¢ catoksztattu dorobku naukowego w postepowaniu habilitacyjnym
dra inz. Lukasza KOLODZIEICZYKA, w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie:
inzynieria materialowa. Podstawa formalng opracowania opinii bylo pismo Dziekana
ds. Nauki Wydzialu Mechanicznego Politechniki £.6dzkiej — Prof. dra hab. inz. Piotra
Niedzielskiego, z dnia 28.04.2017 roku, wystosowane w zwiazku z decyzja Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytuléw Naukowych, powolujaca mnie na recenzenta w postepowaniu
habilitacyjnym dra inz. Lukasza KOLODZIEJCZYKA.

Podstawg merytoryczng umozliwiajgca opracowanie opinii stanowit wniosek Habilitanta
do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytutéw Naukowych o przeprowadzenie postepowania
habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inzynieria materiatowa wraz z
nastgpujacymi zatgcznikami:

1. Poswiadczona kopia dokumentu stwierdzajacego posiadanie stopnia doktora nauk
technicznych;

2. Autoreferat w jezyku polskim;
Autoreferat w jezyku angielskim;

4. Kopie prac, ktére sktadajg si¢ na jednotematyczny cykl publikacii, stanowigcy podstawe
wniosku;

5. Oswiadczenia wspétautoréw opublikowanych prac sktadajacych si¢ na jednotematyczny
cykl publikacji;

6. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twérczych prac zawodowych oraz
informacja o osiggnigciach dydaktycznych, wspélpracy z instytucjami naukowymi i
dzialalnosci popularyzujacej nauke;

7. Kwestionariusz osobowy z danymi personalnymi i kontaktowymi;

8. Zalgeznik dodatkowy zawierajacy kopie 5 publikacji, uznanych przez Habilitanta za
istotne w jego dorobku naukowym;



1. Ogoélna charakterystyka sylwetki naukowej Habilitanta

Drinz. fLukasz KOLODZIEICZYK jest absolwentem Wydziatu Mechanicznego
Politechniki E.6dzkiej, ktory ukoficzyt w roku 1999. Na tym samym wydziale w roku 2003,
pod opiekg naukowsg prof. dr hab. inz. Piotra Kuli, obronil pracg doktorska pt. ,,Modelowanie
matematyczne procesu naweglania prézniowego”. Bezposrednio po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora Habilitant odbyt dwuletni staz naukowy (X.2003 —IX.2005) w Instituto
de Ciencia de Materiales de Sevilla, Universidad de Sevilla w Hiszpanii. Po zakonczeniu
stazu, rozpoczat prace na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lodzkiej, ktére zajmuje nieprzerwanie do terminu ztozenia wniosku o przyznanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego.

Analizujgc okres ponad 13 lat po uzyskaniu stopnia doktora przez Lukasza
KOLODZIEJICZYKA, mozna jednoznacznie stwierdzié, ze staz na Uniwersytecie w Sewilli
stanowil bardzo wazny etap jego pracy naukowej, ktory zadecydowal o dalszych
zainteresowaniach badawczych Habilitanta w obszarze inzynierii materialowej. Bezposredni
kontakt i mozliwos¢ 2 letniej wspolpracy badawczej z zespolem dzialajacym pod opieka
prof. AF.Camacho spowodowaly, ze po uzyskaniu stopnia  doktora Fukasz
KOLODZIEJICZYK skoncentrowat swoje dziatania glownie w zakresie badania wlasciwosci
tribologicznych réznych powlok weglowych, w tym monowarstw: a-C, a-C:H, powlok
domieszkowanych krzemem 1lub srebrem: a-C:H/SiO,, a-C:H/Ag, a takze powlok
wielowarstwowych, np.: Ti/TiC/a-C:H. W swoich badaniach Habilitant wykorzystywal rozne
metody badawcze, w tym zardwno klasyczne metody badan tribologicznych,
jak np. ball-on-disc, a takze metody ,,adoptowane” do tego celu, jak: nanoindentacja (NHT),
czy tez mikroskopia sit atomowych (AFM). W stosowanych rozwiazaniach metodycznych,
dotyczacych badania wlasciwosci tribologicznych powlok weglowych, dzialania Habilitanta
ukierunkowane byly na skoncentrowaniu wezla tarcia w mikro i nanoobszarze, co
nalezy uzna¢ za oryginalny wklad Habilitanta w rozwdj wiedzy w zakresie badania
wlasciwosci tribologicznych materialow, w tym szezegélnie powlok. Realizacja prac w tym
zakresie stanowi podstawe jednotematycznego cyklu prac naukowych, tj. 8 publikacji oraz
jednego patentu, zgloszonych przez Habilitanta jako oryginalne osiggniecie naukowe, pod
wspolnym tytutem pt. ,,Wiasciwosci tribologiczne w skali mikro i nanometrycznej powltok na
bazie wegla oraz nanoczgstek metalicznych’.

Wiedzg i do$wiadczenie zdobywane w zakresie technik NHT i AFM dr inz F.ukasz
KOLODZIEJCZYK wykorzystywal w szerokim spektrum prac badawczych realizowanych w
obszarze inzynierii materialowej, w tym m.in. w zakresie wytwarzania nanokompozytow
ceramiczno — metalicznych, obrébki powierzchniowej stopOw aluminium na potrzeby
przemystu lotniczego, charakteryzowania wlaciwosci powtok TiO, wytwarzanych metoda
RF PACVD oraz grafenu wytwarzanego metoda wzrostu z cieklej matrycy. W ramach tych
dzialan Habilitant aktywnie uczestniczyl w realizacji roznych projektow badawczych,
zarowno zagranicznych (3), jak i krajowych (7).

Przeprowadzona ogélna charakterystyka sylwetki naukowej dra inz. Lukasza
KOLODZIEJCZYKA wskazuje na jednoznacznie ukierunkowany rozwé6j naukowy,
ktory obejmowal wykorzystanie technik nanoindentacji (NHT) oraz mikroskopii sil
atomowych (AFM) w badaniach wlaiciwosci materialéw, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem powlok. Pozytywnie nalezy oceni¢ poziom dzialan metodycznych
Habilitanta, a takze Jego aktywny udzial w interdyscyplinarnej wspolpracy naukowej z
innymi zespolami zaréwno w skali krajowej, jak i mi¢dzynarodowej.



2. Ocena jednotematycznego cyklu publikacji

Jako oryginalne osiggnigcie naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego
doktora Habilitant wskazuje cykl 8 publikacji oraz jednego patentu, zgtoszonych pod
wspolnym tytulem ,,Wlasciwosci tribologiczne w skali mikro i nanometrycznej powtok na
bazie wegla oraz nanoczgstek wmetalicznych”. Wszystkie 8 publikacji naukowych,
sktadajacych si¢ na wymieniony jednotematyczny cykl publikacii, posiadajag IF (lgczny
[F=14,864). Wszystkie publikacje skiadajgce si¢ na osiagniecie naukowe sa publikacjami
wspofautorskimi.  Sposrod 8 wymienionych publikacji;, w3 drinz Lukasz
KOLODZIEJCZYK jest pierwszym, w 2 drugim i w 1 trzecim wspélautorem. W przypadku
patentu Habilitant jest drugim, spo$réd 6 wspotautoréw. Udziat Habilitanta we wszystkich
publikacjach sktadajacych si¢ na jednotematyczny cykl publikaci jest zdecydowanie wiodgcy
1 wynosi Srednio 44%; wyznaczony na podstawie o$wiadczen wspotautoréw stanowigeych
Zalaeznik nr 5. Analizujgc prace skladajace sie na przedstawiony przez Habilitanta
jednotematyczny cykl publikacji wyraznie zauwazalny jest podziat na dwa obszary zagadnien
badawczych.

Pierwszy obszar zagadnien, objety publikacjami B1 — B6, dotyczy badania whasciwosci
tribologicznych réznych powlok weglowych, m.in.: a-C, a-C:H, powlok domieszkowanych
krzemem lub srebrem: a-C:H/SiO,, a-C:H/Ag oraz powlok wielowarstwowych, np.: Ti/TiC/a-
C:H, wytwarzanych r6znymi metodami (MS, RF PACVD oraz RF PACVD/MS) na réznych
materiatach podfoza (stal 316L, stopy aluminium, Si), a takze powlok grafenu wytwarzanych
metodg wzrostu z cieklej matrycy na podlozu Ni/Cu. W prowadzonych badaniach,
drinz. Lukasz KOLODZIEICZYK wykorzystal rozne metody badania wilasciwosci
materialowych, w tym: ball-on-disc, ktéra jest powszechnie wykorzystywana do realizacji
badan tribologicznych, jak i technik nie utozsamianych z tego typu badaniami, tj. NHT, AFM.
Analizujgc wyniki badan uzyskane przez Habilitanta w tym obszarze zagadnien, na
szczegblne podkreslenie zastuguja jego dzialania dotyczace wykorzystania technik
nalezacych do grupy tzw. scanning probe microscopy (mikroskopia z sonda skanujgca),
wtym, AFM — atomic force microscopy do badania topografii powierzchni oraz LFM —
lateral ~ force microscopy do badania wiasciwosci tribologicznych  materiatlow
W nano-obszarze. Dr inz. Lukasz KOLODZIEJCZYK opracowal i zastosowal w praktyce
metodyke badawezg uwzgledniajgca zuzywanie sie ostrza skanujacego, a takze wykorzystujac
swoja wiedzg informatyczng opracowal specjalistyczne oprogramowanie komputerowe,
znacznie ulatwiajace realizacje pomiaréw wspétezynnika tarcia w nano-obszarze.

Jako bardzo interesujgce nalezy réwniez uznaé wyniki prac badawezych prowadzonych przez
Habilitanta w zakresie wykorzystania metody nanoindentacji do badania wlasciwosei
tribologicznych. Oryginalne polaczenie procesow nanoindentacji i zarysowania w jednym
tescie, umozliwito nie tylko wyznaczanie wskaznika zuzycia badanych powtok, ale takze
zmian twardosci i modutu Younga w funkcji przemieszczania si¢ welebnika po powierzchni
powloki.

Jako bardzo cenne dziatania ze wzgledéw poznawczych trzeba takze wskazaé stosowane
przez Habilitanta, kompleksowe podejscie do badan tribologicznych, w ktorych
wykorzystywat petne spektrum stosowanych przez siebie metod, tj. AFM, NHT oraz
ball-on-disc, co umozliwialo pelng charakterystyke whasciwosci tribologicznych badanych
powtok [np. Ti/TiC/a-C:H (B5)].

Drugi obszar zagadnien, objety publikacjami B7 — B8 oraz patentem B9, dotyczy badania
wiasciwoscei tribologicznych materialéw stalowych w wyniku modyfikowania ich warstwy
wierzchniej nanoczgstkami Pd lub Au w procesie tarcia. W tym momencie warto zwrocié
uwage na nieprecyzyjne sformutowanie tytutu cyklu publikacji. W mojej ocenie wykonane
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badania dotyczag wlasciwosei tribologicznych powierzchni modyfikowanych czgstkami
Pd i Au, a nie ..wlasciwosci tribologicznych ... nanoczgstek metalicznych”. Tym bardziej, ze
tytuty publikacji opisujacych uzyskane wyniki réwniez nawiazuja do takiej wlasnie
interpretacji: ,,Surface-modified Pd nanoparticles ..”.

W tym obszarze zagadnien, Habilitant realizowal badania tribologiczne metodg ball-on-disc,
anastgpnie wykorzystywat transmisyjng mikroskopie elektronowa do charakteryzowania
mikrostruktury warstwy wierzchniej elementow tracych po procesie tarcia. Drinz. Lukasz
KOLODZIEICZYK wykazal, ze nanoczastki PdiAu osadzaja si¢ na wspoipracujacych
powierzchniach, a nastgpnie wbudowuja sie w strukture materiatéw tracych w strefie warstwy
wierzchniej. Utworzona warstwa materiatu z udzialem nanoczastek metalicznych Pd i Au ma
istotny wplyw na zmniejszenie intensywnosci zuzycia sciernego wspdlpracujacych probek
stalowych. Habilitant wykazal przy tym, ze nanoczastki Pd maja tendencje do
ukierunkowania swojego polozenia, co sugeruje mozliwosé ich przemieszczania si¢ po
powierzchni tracej, co z kolei, jak sugeruje Habilitant moze skutkowaé czgsciowg zamiang
tarcia §lizgowego na tarcie toczne.

Habilitant wykazat rowniez, ze wykorzystanie nanoczastek Pd i Au nie powoduje pogorszenia
przewodnosci elektrycznej pomigdzy elementami wspétpracujacymi w wezle tarcia. Z tego
wzgledu mozliwe jest ich wykorzystanie do smarowania stykéw elektrycznych.

W obszarze zagadnien dotyczacych wiasciwoscei tribologicznych  powierzchni
modyfikowanych czastkami Pd i Au, dr inz. Lukasz KOLODZIEJCZYK koncentrowal si¢ na
dziataniach dotyczacych oceny wplywu nanoczastek Pd i Au wprowadzanych do wezla tarcia,
na wartos¢ wspolezynnika tarcia oraz intensywnosé zuzycia wspélpracujacych elementéw, a
takze na wyjasnieniu zjawisk fizycznych, ktore tym procesom towarzysza.

W podsumowaniu oceny cyklu 8 publikacji oraz jednego patentu, zgloszonych jako
oryginalne osiggni¢cie naukowe pod wspélnym tytulem ,,Wiasciwosci tribologiczne w
skali mikro i nanometrycznej powlok na bazie wegla oraz nanoczqgstek metalicznych”
stwierdzam, ze przygotowane zestawienie stanowi opis podjetych przez dra inz. Lukasza
KOLODZIEJCZYKA dzialaii badawczych oraz uzyskanych w efekcie ich realizacji
wynikéw naukowych, ktére dotycza charakteryzowania wlasciwosci tribologicznych
powlok weglowych.

Prace badawcze zrealizowane przez drainz Lukasza KOLODZIEJCZYKA
obejmowaly dzialania metodyczne, ktére umozliwily wykorzystanie réznych metod
badawezych, w tym m.in.: NHT, AFM, LFM, do badania wlasciwosci tribologicznych
powlok w mikro i nano-obszarze. Wyniki uzyskane przez Habilitanta w tym zakresie
niosa ze sobg duzy potencjal poznawezy i moga stanowi¢ podstawe do rozwoju prac w
obszarze projektowania i wytwarzania nanomaterialéw o charakterze funkcjonalnym,
jak réwniez w zakresie badania zjawisk fizycznych w nanoobszarze. 1 wlasnie
wykorzystanie technik nie uwazanych za techniki przeznaczone do badania wlasciwosei
tribologicznych i przystosowanie ich do badania zjawisk tarcia w mikro i nano-obszarze
stanowi w mojej ocenie najwieksze osiggniecie naukowe Habilitanta.

Na tej podstawie stwierdzam, ze przedstawiony jednotematyczny cykl publikacji
pt. ,, Wlasciwosci tribologiczne w skali mikro i nanometrycznej powlok na bazie wegla oraz
nanoczgstek metalicznych” jest oryginalnym osiagnieciem naukowym i wnosi wklad w
rozwéj dyscypliny inzynieria materialowa.



3. Ocena caloksztaltu dorobku naukowego

Drinz. Lukasz KOLODZIEJCZYK jest absolwentem Wydzialu Mechanicznego
Politechniki L.odzkiej (1999), gdzie réwniez obronit pracg doktorska w roku 2003. Po odbyciu
2 letniego stazu naukowego na Uniwersytecie w Sewilli (2003 —2005), rozpoczat prace na
stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lodzkiej, gdzie nadal pracuje.

Od poczatku swojej pracy naukowej skoncentrowal sie na zagadnieniach dotyczacych badania
wiasciwosci tribologicznych cienkich warstw i powlok, ze szczegblnym uwzglednieniem
zjawisk zachodzacych w mikro i nanobszarze. W swoich pracach badawczych podjal probe
dostosowania technicznego i metodycznego technik nie uwazanych za techniki przeznaczone
do badania wlasciwodci tribologicznych i wykorzystal je do badania zjawisk tarcia w mikro i
nanoobszarze, w tym m.in. takie metody jak: nanoindentacja — NHT, mikroskopia sit
atomowych — AFM oraz mikroskopia sit poprzecznych — LFM. Habilitant z powodzeniem
wykorzystywal réwniez powszechnie znane i stosowane metody badania wlasciwosci
tribologicznych, jak: ball-on-disc i pin-on-disc. Wyniki uzyskane przez Habilitanta w tym
zakresie niosg ze sobg duzy potencjat poznawczy stanowig baze cennych informacji, ktére
moga by¢ z powodzeniem wykorzystane w procesach projektowania nanomaterialow, Jjak
rowniez w zakresie badania zjawisk fizycznych w nanoobszarze.

Koncentrujac swoje naukowe zainteresowania na zagadnieniach zwigzanych z badaniem
wilasciwosci tribologicznych, dr. inz. Lukasz KOLODZIEJCZYK starat si¢ doskonali¢ swoje
umiejetnosei w tym zakresie, odbywajgc dwa krétkoterminowe staze w Surface Systems and
Technology w Huekelhoven w Niemczech, z zakresu technik nanoindentacji.

Swoja wiedz¢ i doswiadczenie w zakresie technik NHT i AFM drinz Lukasz
KOLODZIEICZYK wykorzystywal réwniez w szerokim spektrum prac badawczych
realizowanych w obszarze inZynierii materialowej, w tym m.in.: w zakresie wytwarzania
nanokompozytéw ceramiczno — metalicznych, obrobki powierzchniowej stopéw aluminium
na potrzeby przemystu lotniczego, charakteryzowania wlasciwosci powlok TiO,
wytwarzanych metodg RF PACVD oraz grafenu wytwarzanego metodg wzrostu z cieklej
matrycy.

W okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, Habilitant jest autorem lub
wspotautorem 40 publikacji naukowych, w tym: 27 artykuléw w publikatorach zagranicznych
posiadajacych IF, dla ktérych sumaryczna wartosé IF = 42.715, 13 artykuléw w publikatorach
krajowych nieposiadajacych IF, 2 autorskie rozdzialy w opracowaniach zbiorowych, a takze
8 wystapien konferencyjnych (w dokumentacji brak informacji czy wystapienia zakonczyty
si¢ publikacjg materiatow w materiatach konferencyjnych). W wigkszosei publikacji z JCR
rolg Habilitanta nalezy uzna¢ za wiodaca; w 3 jest pierwszym wspdtautorem, w 4 drugim
wspolautorem, a w 7 trzecim wspolautorem. Na tej podstawie stwierdzam, ze wklad
habilitanta w uzyskany dorobek publikacyjny byt znaczacy. Wskaznik Hirscha Habilitanta,
podawany w bazie Web of Science, zgodnie z wykazem z dnia 24.05.2017, wynosi H = 8.
Wykorzystujac znajomosé jezyka angielskiego Habilitant dokonat przekladu na jezyk polski
dwoch rozdzialow angielskojezycznej wersji podrecznika , Materials engineering, science,
processing and design”, ktore ukazaly si¢ w polskojezycznej wersji tego podrecznika
pt. ,.Inzynieria Materialowa™ pod red. M.Lewandowskic;j, K.Kurzydlowskiego i Z.Pakiety.

Dr inz. Lukasz KOLODZIEJCZYK uczestniczyl w realizacji 11 projektow badawczych,
w tym w 10 po uzyskaniu stopnia doktora, tj. w okresie 2003 — 2017, z ktorych 4 projekty
byly realizowane w inicjatywach miedzynarodowych — ERA NET (3) oraz FP5 (1).
W 3 sposrdd realizowanych projektow migdzynarodowych, Habilitant pelnit role kierownika
wybranych zadan badawczych. Powierzenie Habilitantowi kierowania realizacjg zadan
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badawczych w projektach ERA NET swiadezy o wuznaniu pozycji Habilitanta w
mi¢dzynarodowym $rodowisku naukowym. Pozwolilo mu to réwniez nawigza¢ kontakty
robocze z kilkoma miedzynarodowymi osrodkami naukowymi, ktére zaowocowaly
wspOlnymi pracami naukowymi, w tym m.in. z: Universitat Dortmund w Niemczech, Charles
University w Czechach, National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics w
Rumunii, a takZe Institut National Polytechnique de Grenoble i ECAM Lyon we Francji.

Na podkreslenie zastuguje aktywno$¢ dra inz. Lukasza KOLODZIEJCZYKA w
spotkaniach konferencyjnych. W okresie po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitant brat
aktywny udzial w 24 konferencjach naukowych, z ktorych az 18 mialo range konferencji
migdzynarodowej (w tym 15 zagranicznych). Habilitant byt réwniez czlonkiem komitetow
naukowych 7 konferencji naukowych, w tym: Nowoczesne Technologie w Inzynierii
Powierzchni w Spale (2013, 2016) oraz Seminarium Naukowe GRAFEN (2013, 2014, 2015).

W latach 2014 —-2016 drinz. Lukasz KOLODZIEJCZYK uczestniczyl réwniez w
recenzowaniu artykutéw naukowych w cenionych wydawnictwach z obszaru inzynierii
powierzchni i tribologii, w tym: Swrface and Coatings Technology (1), Tribology
International (1), Vacuum (1).

Dziatania i rozwoj naukowy drinz. Damiana BATOREGO przyniosty efekty w
uzyskanym dorobku naukowym i znalazty réwniez uznanie zaréwno wiadz administracyjnych
(Nagroda Gospodarcza Wojewody Lédzkiego w roku 2007 za opracowanie ,,Technologii
naweglania wyrobow stalowych przy obnizonym cinieniu wraz z metodg komputerowego
projektowania parametréw warstwy naweglanej”) oraz wiadz Politechniki Lodzkiej, w
wyniku ktorego zostal on trzykrotnie wyrézniony Nagroda JM Rektora PL. za wybitne
osiggnigcia naukowe, tj. w latach 2012, 2015 i 2016.

Na tej podstawie, biorge pod uwage dorobek publikacyjny, w tym znaczacy udzial
Habilitanta w jego uzyskaniu nalezy stwierdzié, ze dorobek naukowy dra. inz. Lukasza
KOLODZIEJCZYKA jest na dobrym poziomie, a Habilitant jest pracownikiem
naukowym przygotowanym do samodzielnej pracy, w tym rowniez na forum
mi¢dzynarodowym.

4. Ocena dorobku w zakresie dzialalno$ci dydaktycznej, organizacyjnej
i wdrozeniowej

Oceniajac dziatalno$¢ dydaktyczng Habilitanta nalezy zwrécié uwage, ze zostala ona
podj¢ta jeszcze na studiach doktoranckich, gdzie prowadzit woéwczas zajecia na roznych
rodzajach studiow dla studentow Wydziatu Mechanicznego, Wydziatu Chemicznego oraz
Wydziatu Elektrycznego Politechniki £odzkiej.

Obecnie drinz. FLukasz KOLODZIEJCZYK jest kierownikiem dwoch przedmiotéw, tj.:
Metody badaf nanomaterialéw — studia doktoranckie, kierunek inzynieria materiatowa,
Wydziat Mechaniczny PL. oraz Laboratory of Materials Science — studia stacjonarne I stopnia,
kierunek  Telecomunucation and  Computer  Science, Centrum Ksztatcenia
Migdzynarodowego. W ramach wymienionych przedmiotéw Habilitant prowadzi wyktady
oraz zajecia laboratoryjne.

Poza wymienionymi przedmiotami, w okresie po uzyskaniu stopnia  doktora
Lukasz KOLODZIEICZYK prowadzil wiele innych zajec dydaktycznych, w formie
wyktadow, éwiczen, laboratoriéw i projektéw, w ramach réznych przedmiotdéw, w tym m.in.:
materialoznawstwa (Nauka o materialach, Teoretyczne podstawy materialoznawstwa, Materialoznawstwo i
obrébka cieplna, Nowoczesne materialy inzynierskie, i inne), metodyki badawczej (Podstawowe metody
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badan materiatéw, Metody i techniki badar materialéw), technik wytwarzania (Przetwarzanie materiatéw
metalicznych), informatyki (Podstawy informatyki, Grafika i komputerowe wspomaganie prac inzynierskich).
Prowadzac swoja dziatalno$¢ naukowa i dydaktyczng Habilitant aktywnie uczestniczyl w
rozwoju miodej kadry. Zgodnie z pkt.J—zatacznik 6, Habilitant sprawowal opieke
promotorskg nad 7 pracami inzynierskimi i 4 pracami magisterskimi, a takze nad 1 pracg
inzynierska prowadzona z osrodkiem zagranicznym ECAM Lyon we Francji.
Dr inz. Lukasz KOLODZIEJCZYK peli rowniez role promotora pomocniczego w
przewodzie doktorskim aktualnie prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lodzkiej pt. ..Funkcjonalizacja grafenu poprzez jego wzrost na czgstkach stalych™.

W mojej ocenie na podkreslenie zastuguje réwniez dzialalnosé popularyzatorska Habilitanta
w zakresie nauki, ktéry w latach 2008 —2009 dzialal jako wykladowca na Eodzkim
Uniwersytecie Dzieciecym.

W dziatalnos¢ organizacyjng dr. inz. Lukasz KOLODZIEJICZYK zaangazowal sie
bezposrednio po powrocie ze stazu post-doktorskiego na Uniwersytecie w Sevilli. W latach
2005 —2006 dr inz. Eukasz KOLODZIEJICZYK pehit réwniez role opiekuna studentow
I'roku na kierunku Inzynieria materiatowa, na Wydziale Mechanicznym PL, natomiast od
4 lat, tj. od roku 2013 jest czlonkiem Komisji Kierunkowej dla tego kierunku.

Dr inz. Lukasz KOLODZIEJCZYK uczestniczyt pracach zespoléw odpowiedzialnych za
przygotowanie Instytutu Inzynierii Materialowej PL. do uzyskania pozytywnej akredytacji
Komisji ~ Akredytacyjnej Uczelni Technicznych — KAUT  oraz Polskiej Komisji
Akredytacyjnej — PKA.

Oceniajac dziatalno$¢ organizacyjng Habilitanta nalezy zwrécié uwage na jego udzial w
przygotowaniu i prowadzeniu konferencji i seminariéw organizowanych przez Wydziat
Mechaniczny Politechniki Lodzkiej, w tym m.in.: Ogélnopolskie] Konferencji Naukowej
»Nowoczesne Technologie w Inzynierii Powierzchni” w latach 2013 i 2016, warsztatow
SENM Graphen 2015 podczas konferencji Smart Engineering of New Materials 2015 oraz
seminariéw GRAFEN organizowanych przez Instytut Inzynierii Materialowej PL.

W tej czesci opinii chee sie réwniez odnies¢ do wspOlpracy dra. inz. Eukasza
KOLODZIEJCZYKA z przedsigbiorstwami. Habilitant jest wspotwykonawcg 4 ekspertyz
badawczych z zakresu badania wlasciwosci mechanicznych i morfologii powierzchni r6znych
materialow funkcjonalnych, na zlecenia réznych podmiotow gospodarczych (CORNING,
CIOP, Indesit Company Polska, MORATEX). Oceniajac dorobek wdrozeniowy Habilitanta
nalezy réwniez pamigta¢ o jego udziale w opracowaniu technologii naweglania wyrobéw
stalowych przy obnizonym cisnieniu wraz z metodg komputerowego projektowania
parametréw warstwy naweglanej — nagrodzonej nagroda Wojewody E6dzkiego, a bedacej] w
duzej czgsci efektem wynikow pracy doktorskiej, technologii recyklingu poprodukcyjnych
odpadéw stalowych —bedacej efektem projektu realizowanego w inicjatywie GEKON, a
takze procesu hartowania w azocie wraz z opracowaniem i uruchomieniem produkcji
urzqdzen do realizacji tego procesu—bedacej rezultatem projektu celowego, ktorych to
opracowan dr inz. f.ukasz KOLODZIEJCZYK jest wspdtautorem.

Podsumowujgc stwierdzam, ze dorobek dydaktyczny, organizacyjny i wdrozeniowy
dra. inz. Lukasza KOLODZIEJCZYKA nalezy uznaé za wystarczajgcey do ubiegania sie
o stopien naukowy doktora habilitowanego.



5. Whnioski koncowe

Oceniajac caloksztatt dorobku naukowego dra. inz. Fukasza KOLODZIEICZYKA, w
tym takze Jego osiggniecie naukowe w postaci jednotematycznego cyklu publikacji pod
wspOlnym tytutem ,,Wiasciwosci tribologiczne w skali mikro i nanometrycznej powtok na
bazie wegla oraz nanoczqstek metalicznych” stwierdzam, ze wniost on wystarczajgcy wklad
w rozwéj dyscypliny naukowej ,,inzynieria materialowa” w obszarze inzynieria powierzchni.
Drinz. Lukasz KOLODZIEJCZYK legitymuje si¢ wystarczajgcym poziomem dorobku
naukowego, do$wiadczeniem i osiggnieciami w dzialalnosci wdrozeniowej. Stwierdzam, ze
Habilitant jest pracownikiem naukowym przygotowanym do samodzielnej pracy tworczej.

Analizujac wymagania stawiane osobie ubiegajacej sic o nadanie stopnia doktora

habilitowanego, zgodnie z kryteriami podanymi w rozporzadzeniu MNiSW, zamieszczonym
w Dzienniku Ustaw Nr 196 Poz. 1165 stwierdzam, ze Habilitant:

1. Jest autorem lub wspétautorem 46 prac naukowych, w tym 27 artykutow
posiadajacych IF, ujetych w bazie Web of Science, posiadajacych 137 cytowan oraz
sumaryczny [F=42.715.

2. Index Hirscha dra. inz. Lukasza KOLODZIEICZYKA podawany w bazie Web of
Science wykazem z dnia 24.05.2017 wynosi H=8.

3. Brat udzial w krajowych i migdzynarodowych konferencjach naukowych. Jest
autorem lub wspétautorem 32 prezentacji konferencyjnych, w tym wielu o zasiegu
migdzynarodowym.

4. Uczestniczyl w organizacji konferencji naukowych dotyczacych zagadnien inzynierii
materiatowej: Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Nowoczesne Technologie w
Inzynierii Powierzchni” w latach 2013 1 2016, warsztatow SENM Graphen 2015
podczas konferencji Smart Engineering of New Materials 2015 oraz seminariow
GRAFEN organizowanych przez Instytut Inzynierii Materiatowej PL.

5. Jest autorem oryginalnego osiaggnigcia badawczego, ktore umozliwito wykorzystanie
roznych metod badawezych, w tym m.in.: NHT, AFM, LEM, do badania wlasciwosci
tribologicznych powlok w mikro i nano-obszarze. Oryginalne osiagniecie Habilitanta
zostato opisane w jednotematycznym cyklu publikacji pod wspSlnym tytutem
wWlasciwosci tribologiczne w skali mikro i nanometrycznej powlok na bazie wegla
oraz nanoczqstek metalicznych”, ktory stanowi oryginalne opracowanie naukowe.

6. Jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Materialoznawczego oraz Stowarzyszenia
Inzynieréw i Technikéw mechanikéw Polskich.

7. Byl 3-krotnie nagradzany przez JM Rektora Politechniki £.6dzkiej oraz nagroda
Wojewody Lodzkiego za wybitne osiggniecia naukowe

8. Sprawowat aktywna opieke nad studentami i doktorantami — by} promotorem 12 prac
magisterskich i inzynierskich oraz promotorem pomocniczym jednej pracy
doktorskie;j.

Na podstawie przeprowadzonej oceny caloksztattu  osiagnie¢ naukowych
dra. inz. Lukasza KOLODZIEJCZYKA, w tym takze jednotematycznego cyklu publikacji
pod wspdlnym tytutem ,,Wlasciwosci tribologiczne w skali mikro i nanometrycznej powlok na
bazie wegla oraz nanoczgstek metalicznych”, stanowigcego opis osiagniccia naukowego
Habilitanta w zakresie wykorzystanie r6znych metod badawczych, w tym m.in.: NHT, AFM,
LFM, do badania wlasciwodci tribologicznych powlok w mikro i nano-obszarze oceniam, ze



wklad, ktory Habilitant wnidst w rozwéj dziedziny nauki techniczne w dyscyplinie inzynieria
materialowa jest wystarczajacy do ubiegania sie o stopien naukowy doktora habilitowanego.

Na podstawie dokonanej oceny caloksztaltu dorobku naukowego i dydaktycznego
Habilitanta stwierdzam, Ze spelniaja one wymagania stawiane w ustawie o stopniach i
tytule naukowym (Dz.U. z 2016 roku nr 882, poz 1311) i na tej podstawie wnosze o

przyznanie dr inz. Lukaszaowi KOLODZIEJCZYKOWI stopnia naukowego doktora
habilitowanego.

Radom, 31.05.2017 497 et

Prof. dr hab. inz. Jerzy Smolik



